Celdas Electroliticas Cuadradas
De Obleas De Silicio Y Resistenc

Solution for researching

De Ptfe Para El Procesamiento
ia Al Acido Fluorhidrico En

Investigacion De Semiconductores Y Energias Nuevas

Numero de articulo: PL-CP151
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Grabado de Obleas de

Semiconductores silicio utilizando grabantes a base de HF.

Investigacion Fotovoltaica T . [
recubrimientos de células solares basadas en silicio.

Pruebas de Baterias de
lones de Litio

Nanofabricacién y MEMS

Procesos de Galvanoplastia N . N N K
relacionados con la energia en bafios acidos o alcalinos.

Estudio de la durabilidad de materiales en entornos alta

Ciencia de la Corrosién i o
los que se encuentran en el procesamiento quimico.

Prueba y optimizacién de la eficiencia electroquimica de capas y
Alojamiento de electrolitos corrosivos para el analisis del rendimiento del
anodo y el catodo en nuevos dispositivos de almacenamiento de energia.

Recipiente especializado para la fabricacion de Sistemas Micro-Electro-
Mecénicos que requieren bafios quimicos de alta pureza.

Deposicion de metales sobre sustratos de semiconductores o componentes

Introduccion

Esta celda electrolitica cuadrada de PTFE de
alta pureza ofrece una resistencia excepcional
al acido fluorhidrico para el procesamiento de
obleas de silicio en los sectores de
semiconductores y energias nuevas, con
dimensiones totalmente personalizables y una
ingenieria a medida rigurosa para cumplir con
requisitos especificos y exigentes de
investigacion de laboratorio y produccién
industrial.

Aprende méas

Descripcion Beneficio Clave

Se utiliza para la eliminacién controlada de capas de material de obleas de

Degradacién cero del material y contencién precisa de acidos
agresivos.

Distribucién de campo uniforme en sustratos cuadrados de
gran formato.

Inercia completa frente a quimicas de bateria avanzadas y
sales electroliticas.

Prevencion de la contaminacién por metales traza durante
pasos de procesamiento criticos.

Resistencia tanto a niveles de pH extremos como a altas
densidades de corriente durante las operaciones de plateado.
mente agresivos, como  Contencidn confiable que supera al vidrio y los polimeros
estadndar en exposicion a largo plazo.

NG a
umero de Articulo del PL-CP151
Producto

Material Principal PTFE (Politetrafluoroetileno) de Alta Pureza

Configuracién del Tanque Tanque Monolitico Cuadrado / Rectangular
Compatibilidad Quimica Acidlo fluorhl’drico, Agua Regia, Acido Sulfdrico, Alcalis F
Organicos
Compatibilidad con
Sustratos

Obleas de Silicio (Personalizable para tamafios de 2", 4"
a medida)

Rango de Temperatura de

L -200°C a +260°C
Operacién

uertes, Disolventes

, 6", 8", 12" o tamafios
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Aplicacion Descripcion Beneficio Clave

Especificac Detalles para PL-CP151

Opciones de Dimensiones a medida, grosor de pared y ubicacion de puertos segtn los
Personalizacién planos del cliente

Proceso de Fabricacién Mecanizado CNC de Precision (de principio a fin)

Comg tes de Sellad Tapas opcionales de PFA/PTFE, Juntas de FKM/PTFE y Accesorios de PFA

Superficie ultra suave y de baja porosidad para minimizar la acumulacién de

Acabado Interno i
residuos
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